Nazev verejné
zakazky:

PrisluSenstvi k laseru pro povlakovani

l. Oduvodn éni ugelnosti vefejné zakéazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1

pism. a) ZVZ

Popis pot Feb, které
maji byt spin énim
verejné zakazky
naplin ény:

Popis p Fedmétu
verejné zakazky:

Popis vzdjemného
vztahu p fedmétu
verejné zakazky

a potfeb zadavatele:

Popis rizik
souvisejicich

s pln énim ve fejné
zakézky, ktera
zadavatel zohlednil p Fi
stanoveni zadavacich
podminek:

Predpokladany termin
spln éni vefejné
zakézky:

Popis alternativ
naplin éni planovaného
cile a zd Gvodn éni

Tato veéejna zakazka ma zadavateli zajistit dodavkiizesi, umo#ujici
laserové povlakovani material

PrisluSenstvi k laseru, umidjici laserové povlakovani matefia
PrisluSenstvi se sklada z povlakovaci hlavy s vitaoes tryskou a
manualnim upinacim systémem, poda@&vprasku, odsavaci jednotky.

PrisluSenstvi k laseru, skladajici se povlakovaoihldcecestnou tryskou a
manualnim upinacim systémem, pod&vgrasku a odsavaciho iizeni,
umozni zadavateli realizovat technologii laseroyp&vwakovani,coz je
jednim z pedneta feSeni projektu CENTEM.

S

Paizeni daného Z&eni je nutné pro spini milnika feSeni projekitd
CENTEM, prodleni zfisobi nedodrzeni terminmilniki. S pdizenim
zarizeni nejsou fedpokladany Zzadné dalsi firam naklady.
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pajici v navéeni gedem
materialu.

Dvoukrokovyproces laserového povlakovani,
naneseného

Jednokrokovy proces laserového povlakovani,cisgici v sodasném
piivadéni navdovaného materialu k povrchu s@sti a jeho naveni.

Zdavodreni zvolené
Dvoukrokovy proces vyzadujergdchazejici technologii naneseni mater
ve formg prdSku na povrch povlakovanych idilcoZz je nevyhodné jak
hlediska technologického, tak ekonomicke

Jednokrokovy proces umidje flexibilni vytv&eni povlak na tvaro

alternativy;

al

N

hc

slozitych souastech, je rychlejsi a ekonaoitdSi.




Popis toho, do jaké - _ o
miry ovlivni ve Ffejna Na pracovisti zadavatele neni k dispozici zadnéizeai pro laserov

zakazka pIn éni povlakovani. PHzeni uvedeného je zasadni z hlediska dosaZerovaaaho
planovaného cile: cile.
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